Laserowo-plazmowe zrédlo promieniowania SXR oraz EUV na bazie tarczy typu
MLT oraz zwigzkow jodu i cezu.
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Plazma laserowa wytworzona w wyniku oddziatywania impulséw laserowych wielkiej mocy z tarcza
o odpowiednio dobranej gestosci jest w wigkszo$ci przypadkéw plazma wysokotemperaturowa. Promieniowanie
emitowane z takiej plazmy znajduje si¢ glownie w zakresie skrajnego nadfioletu EUV oraz migkkiego
promieniowania rentgenowskiego SXR. Wykorzystanie plazmy laserowej jako zrodta promieniowania znajduje
swoje zastosowanie w wielu eksperymentach badawczych a takze dla réznych proceséw technologicznych, takich
jak fotolitografia EUV/SXR, spektroskopia laserowa, mikroskopia rentgenowska czy tez spektroskopia typu
NEXAFS. Parametry wytwarzanej plazmy laserowej silnie zalezg od wielu czynnikow takich jak gestos$¢ tarczy
laserowej, sktad chemiczny a takze intensywno$¢ promieniowania laserowego w ognisku, czas trwania impulsu ©
oraz dtugo$¢ fali promieniowania laserowego A. Rozwigzania techniczne wykorzystujace kompaktowe systemy do
wytwarzania wysokotemperaturowej plazmy laserowej stanowig ciekawg alternatywe do badan wykorzystujacych
duze instalacje laserowe (np. FLASH) czy tez potezne instalacje synchrotronowe, ktdre z uwagi na swoje rozmiary
sa bardzo oblegane drogie w uzytkowaniu. Jednym z takich kompaktowych rozwigzan sg laserowo-plazmowe zrodia
promieniowania SXR oraz EUV oparte na bazie podwodjnej tarczy gazowej wykorzystujacej ksenon a takze tarcze
0 ograniczonej masie na bazie zwigzkow jodu oraz cezu, ktore sa gtownym tematem ponizszego komunikatu
konferencyjnego. Motywacja do podjecia tematu badan nad nowym zréodiem laserowo plazmowym byla chec
optymalizacji dotychczasowego zrddla ksenonowego, wykorzystywanego w laboratorium badawczym Instytutu
Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Przeprowadzone dotychczas badania podstawowe potwierdzity
stusznos¢ stawianych tez dotyczacych mozliwosci opracowania takiego zrodta o parametrach widmowych
zblizonych do zrddet ksenonowych. Przyktadowe widmo promieniowania emitowanego przez plazme¢ Cs/
przedstawione zostato na ponizszym rysunku (Rysunek 1). Opracowane zrodto oraz jego parametry sg w dalszym
ciagu optymalizowane pod katem wydajnosci oraz stabilnosci dziatania.
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Rysunek 1: Widmo promieniowania plazmy wytwarzanej w tarczy aerozolowej z jodkiem cezu

W niniejszym komunikacie konferencyjnym przedstawione zostang wyniki dotychczasowych prac badawczych
zwigzanych z opracowaniem nowego zrodla laserowo-plazmowego na bazie tarczy aerozolowej o ograniczonej
masie oraz zwigzkow jodu i cezu. Zaprezentowana zostanie idea, zasada dzialania a takze wyniki przeprowadzonych
eksperymentow. Z uwagi na stosunkowo niskie koszty dziatania nowego rozwigzania, prezentowane zrodto moze
w przysztosci zastgpi¢ zrodta na bazie tarcz gazowych opartych o ksenon oraz krypton. Prezentowane rozwigzanie
oraz wyniki badan zostalty w pelni zrealizowane w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie.
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